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Wir flihren Wissen.

man weiter, um das Bild zu kraftigen, so verschwindet
es unter einem sich rasch tber die ganze Fliche aus-
bre'tenden Schleier. Es entsteht daher ein flaues
Negativ,
die Deckung.

Bei einer zu kurz belichteten Platte vollendet sich

die Schatten sind belegt und den Lichtern fehit

das Bild nur sehr langsam auf der Oberfliche, und um
Details in den Schatten zu erzielen, muss man sehi
lange entwickeln, wobei die Tiefenwirkung mn den
Lichtern fortwihrend zunimmt, daher sich em {ber
dichtes, hartes Negativ ergibt.

Eine iiberexponierte Platte muss daher tunhchst
langsam entwickelt werden, damit die Gelatine Zeit
findet, anzuquellen, die Entwicklerlosung in die Schicht
eindringen kann und tberdies auch der sckundare Ver-

starkungsprozess zur Geltung kommt. Dabe1l soll di

Losung einen hohen Reduktionswert besitzen, denn die

von der Gelatine aufgesaugte Flissigkeit soll tunlichst
viel Bromsilber im Innern der Schicht reduzieren.

Man hat daher langsam wirkende Entwickler mit
hoher Deckfihigkeit zu benutzen, und die Entwicklungs-
geschwindigkeit darf nicht durch Verdinnen der Losung,
sondern durch Zusatz verzogernder Substanzen und
eventuell durch Erniedricung der lTemperatur herab-
ogesetzt werden.

[st 1l.‘LL;{';;'1*I1 eine kurz belichtete Platte zu ent-
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ringer Deckfihigkeit, deren Reduktionswert man durch
Verdinnen der Losung noch herabsetzt, zu verwenden.

Wihlt man z B. fir bedeutend iiberexponierts
Platten einen ziemlich konzentrierten, mit viel -Bromid
versetzten kalten Hydrochinonentwickler und bei kurzer
Belichtung verdiinntes Atznatron-Brenzkatechin, so lassen
sich bei sehr verschiedenen Expositionen doch gleiche

Necative erzielen.
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